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(54) Title: RESPIRATOR MASK 

(54) Bezeichnung: BEATMUNGSMASKE 

(57) Abstract 

The invention relates to a respirator mask 
(2) which can be repeatedly fitted to different 
facial shapes. The mask is comprised of a 
mask base body (4) and a supporting structure 
(12, 17, 18) which supports the mask base body 
(4). The supporting structure can be repeatedly 
deformed in a ductile manner at temperatures 
above a certain marginal temperature in such a 
way that the respirator mask (2) can be fitted to 
different facial shapes. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Beatmungs- 
maske (2), die wiederholt an verschiedene 
Gesichtsformen anpaBbar ist. Sie besteht aus 
einem Maskengrundkorper (4) und einer den 
Maskengrundkorper (4) tragenden Stiitzstruktur 
(12, 17, 18), die oberhalb einer bestimmten 
Grenztemperatur wiederholt plastisch 
verformbar ist, so daB die Beatmungsmaske (2) 
an verschiedene Gesichtsformen anpaBbar ist. 
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Beatmungsmaske 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beatmungsmaske, die 
an verschiedene Gesichtsf ormen mehrfach anformbar ist. 

Herkommliche Beatmungsmasken bestehen im allgemeinen aus 
einem Maskenteil, der uber die Nase und/oder den Mund eines 
zu beatmenden Patienten gebracht wird, einem 
Beatmungsschlauch zur Bereitstellung von Beatmungsluf t 
und/oder zum Abtransport von ausgeatmeter Luft und 
Bef estigungsmitteln zum Befestigen der Beatmungsmaske am 
Patienten. Der Maskenteil selbst weist einen reiativ 

flexiblen Randbereich, der durch einen entsprechenden 
Anprefidruck an die Gesichtsform eines Patienten andruckbar 
ist, und einen im Vergleich zu diesem Randbereich reiativ 
steifen Mittelbereich auf, an dem z.B. der Beatmungsschlauch 
sowie Bef estigungsbander befestigt sind. 

Herkommliche Beatmungsmasken dieser Art haben insbesondere 
den Nachteil, dafl zum Erreichen einer guten Paftform und zum 
Abdichten des Randbereiches der Maske am Gesicht eines zu 
beatmenden Patienten ein reiativ grofier Anprefidruck 
erforderlich ist, was beim Tragen der Maske beim Patienten 
unter Umstanden zu Beschwerden, wie z.B. Kopf schmerzen, Druck 
Oder Wundstellen, fuhren kann. Ein weiterer Nachteil der 
herkommlichen Beatmungsmaske besteht darin, dafi sie aus 
verschiedenen Materialien gefertigt werden muft, urn einerseits 
den tragenden Mittelbereich und andererseits den flexiblen 
Randbereich der Maske bereitstellen zu konnen. Ferner ist es 
bei herkommlichen Beatmungsmasken schwierig, die Maske an 
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verschieciene Kopfgroften anzupassen, weil durch den steifen 
Mittelbereich des Maskenteils bereits eine bestimmte Form und 
Grofie des Nasen- und/oder Mundteils vorgegeben ist, so dafl 
sich der Randbereich unter Umstanden auch bei einem groften 
Anprelidruck nicht mehr vollstandig an das Gesicht des 
Patienten anlegt. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
verbesserte Beatmungsmaske zur Verfligung zu stellen. Diese 
Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anspruche gelost. 

Dabei geht die Erfindung von dem Grundgedanken aus, daft die 
liber die Nase und/oder den Mund eines Patienten aniegbare 
Beatmungsmaske zumindest im Randbereich aus einem 
verformbaren Werkstoff besteht, der von einer Stutzstruktur 
(Sttitzrahmen oder -element) getragen wird, die bei ublichen 
Umgebungstemperaturen steif ist, jedoch bei 

Temperaturerhohungen plastisch verformbar ist. Dadurch kann 
die flir die Anpassung an die Gesichtsform des Patienten 
relevante Form der Beatmungsmaske bei einer erhohten 
Temperatur wiederholt verandert werden, urn so die 
Beatmungsmaske jeweils an verschiedene Gesichtsf ormen der 
Patienten anpassen zu konnen. 

Vorteilhaft an der erf indungsgemaflen Beatmungsmaske ist 
insbesondere, dafl die Maske wiederholt plastisch verformbar 
ist, urn sie an verschiedene Gesichtsf ormen anzupassen, dafl 
der Tragekomfort erhoht wird, d.h. eine bessere Paflform bei 
gleichzeitig geringerem Anprefldruck gewahrleistet wird, dafl 
die Maske wahlweise nur aus einem Material fur den gesamten 
Maskengrundkorper oder aus verschiedenen Materialien, z.B. 
fur den Mittelbereich und den Randbereich, bestehen kann und 
dafl sie kostengunstig hergestellt und entsorgt werden kann. 
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Die Erfindung wird im folgenden anhand bevorzugter 
Ausfiihrungsf ormen beispielhaft beschrieben. Die Zeichnungen 
zeigen in: 

Fig. 1 eine erste Ausfiihrungsf orm der er f indungsgemaften 

Beatmungsmaske am Patienten in Vorderansicht; 
Fig. 2 eine Seitenansicht von Fig. 1; 

Fig. 3 eine zweite Ausfiihrungsf orm der er f indungsgemafien 

Beatmungsmaske am Patienten in Vorderansicht; und 
Fig. 4 eine Seitenansicht von Fig. 3. 

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Beatmungsmaske 2 
weist einen uber die Nase und/oder den Mund eines Patienten 
anlegbaren Maskengrundkorper 4 auf, der durch 

Bef estigungsmittel 6 und 8, z.B. elastische Bander, am Kopf 
des Patienten befestigbar ist. Der Maskengrundkorper 4 
besteht vorzugsweise aus einem gut verformbaren Randbereich 3 
und einem im Vergleich zu diesem Randbereich 3 relativ 
steifen Mittelbereich 5. Der Maskengrundkorper 4 ist ferner, 
vorzugsweise im Mittelbereich 5, mit einem Beatmungsschlauch 
10 verbunden, der mit einer Beatmungsvorrichtung (nicht 
dargestellt) in Verbindung steht, urn dem Patienten 
Beatmungsluf t zuzufuhren und/oder urn ausgeatmete Luft von ihm 
abzuf ahren. 

Der Maskengrundkorper 4, insbesondere der Randbereich 3 der 
Beatmungsmaske 2 besteht aus einem hautvertraglichen und 
leicht reinigbaren Material, vorzugsweise aus einem einzigen 
Material, insbesondere einem Kunststoff, wie z.B. Silikon 
oder Polyurethan, d.h. der Mittelbereich 5 und der 
Randbereich 3 bestehen vorzugsweise aus dem gleichen Material 
jedoch unterschiedlicher Festigkeit (Harte) und/oder 
Materialstarke . 
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Die Beatmungsmaske 2 weist ferner eine den Maskengrundkorper 
4 bzw. den Randbereich 3 tragende Stiitzstruktur 12 auf, die 
innerhalb, auiierhalb oder im Maskengrundkorper 4 angeordnet 
sein kann. Die Stiitzstruktur 12 ist vorzugsweise, wie in 
5 Figuren 1 und 2 dargestellt, in Form eines Stiitzrahmens im 
Randbereich 3 der Beatmungsmaske 2 gebildet, kann jedoch auch 
in Form mehrerer Sttit zelemente oder einer Kombination von 
Stutzrahmen und Stutzelementen ausgebildet sein* Ferner ist 
es auch moglich anstelle des Stiitzrahmens oder zusatzlich 
10 dazu ein schalenf ormig ausgebildetes, d.h. dreidimensionales 
Stiitzelement (ohne Abbildung) vorzugsweise im Bereich der 
oder urn die Nase des Patienten vorzusehen. Dadurch wird die 
Stabilitat der erf indungsgemaften Beatmungsmaske, insbesondere 
die der Stiitzstruktur 12 weiter erhoht. 

15 

Die Stiitzstruktur 12 besteht vorzugsweise aus einem Material, 
das bei relativ niedrigen Temperaturen, z.3. 70°C, wiederholt 
plastisch verformbar und bei der Gebrauchstemperatur, z.B. 
unterhalb 40°C, relativ steif ist und in diesem Zustand die 

20 Stiitzf unktion erfiillt. Geeignete Materialien fur die 

Stiitzstruktur sind z.B. Bi-, BiCd- sowie In-Legierungen, 
thermoverformbare Kunststoffe und/oder Wachse mit einem 
geeignet definierten Erweichungspunkt oder -bereich. So 
konnen z.B. durch geeignete Wahl der Zusammensetzung der 

25 Legierung, des Kunststoffes oder des Wachses die 
physikalischen Parameter, wie die Schmelztemperatur, der 
Erweichungsbereich und die mechanischen Eigenschaf ten, des 
Materials fur die Stiitzstruktur 12 eingestellt werden. 

30 Zur Anpassung der Beatmungsmaske 2 an die Gesichtsform eines 
Patienten wird der Maskengrundkorper 4 zusammen mit der 
Stiitzstruktur 12 bis mindestens zur zuvor erwahnten 
Grenztemperatur erwarmt, etwa durch Einlegen in geeignet 
erhitztes Wasserbad, so da!3 die Stiitzstruktur 12 ohne grofien 
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Kraftaufwand plastisch verformbar ist. Anschlieftend wird die 
Beatmungsmaske 2 vorzugsweise schnell abgekuhlt, so dafl der 
Maskengrundkorper 4 eine fur den Patienten vertragliche 
Temperatur hat, wahrend die Stutzstruktur 12 weiterhin 
5 plastisch verformbar ist. Indem die Beatmungsmaske 2 nun am 
Gesicht des Patienten angelegt wird, kann die Stutzstruktur 
12 und der Randbereich 3 entsprechend der Gesichtsform 
angepafit werden bzw. paiit sich automatisch an. Die 
Ummantelung der Stutzstruktur 12 ist so ausgebildet, daft die 

10 beim Verfestigen frei werdende Warme vorzugsweise vom 
Patienten weg geleitet wird, d.h. die Stutzstruktur 12 liegt 
bevorzugt nahe- der vom Patienten wegweisenden Oberflache der 
Beatmungsmaske 2. Nachdem auch die Stutzstruktur 12 abgekuhlt 
ist, behalt auch der Randbereich 3 der Beatmungsmaske 2 die 

15 individuell an die Gesichtsform des Patienten angepaftte Form. 

Dieser Vorgang kann beliebig oft fur beliebige Gesichtsf ormen 
wiederholt werden . 

Eine zweite Ausf uhrungsf orm der erfindungsgemaflen 
20 Beatmungsmaske 2 ist in den Figuren 3 und 4 gezeigt. Diese 
Ausf uhrungsf orm entspricht im wesentlichen der vorstehend 
beschriebenen, wobei gleiche Elemente mit denselben 
Bezugszeichen versehen sind. 

25 Die in den Figuren 3 und 4 dargestellte Beatmungsmaske 2 
unterscheidet sich von der in Figuren 1 und 2 beschriebenen 
im wesentlichen dadurch, daft ferner Stutzstrukturen 17 fur 
Bef estigungsstellen 13 der Bef estigungsmittel 6 und 8 
und/oder Stutzstrukturen 18 fur eine Maskenf ixierungsstelle 

30 14 und/oder eine Beatmungsschlauchanschlufistelle 15 im 
Maskengrundkorper 4 vorgesehen sind, die im wesentlichen die 
gleichen Eigenschaf ten aufweisen, wie die zuvor beschriebene 
Stutzstruktur 12. Mit derartigen Stutzstrukturen fur die 
Bef estigungseinrichtungen 13, 14 und/oder 15 kann die Paftform 
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der Maske 2 weiter individuell fur die Patienten verbessert 
werden . 

Vorzugsweise kann sich dazu der Maskengrundkorper 4 bis zur 
5 Maskenf ixierungsstelle 14 und/oder zumindest teilweise in 
Richtung der Bef estigungsmittel 8 erstrecken. Ferner kann an 
der Stutzstruktur 18 ebenfalls ein Grundkorper entsprechend 
dem Maskengrundkorper vorgesehen sein, der mit dem 
Maskengrundkorper 4 verbunden ist. In diesen Fallen kann es 
10 vorteilhaft sein, an dem sich im Bereich der Stutzstruktur 18 
erstrechkenden Abschnitt des Grundkorpers 4 

Bef estigungselemente 16 fur das Bef estigungsmittel 8 
vorzusehen . 
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1. Beatmungsmaske (2) mit einem Maskengrundkorper (4) , der an 
verschiedene Gesichtsf ormen flexibel anpaJJbar ist und mit 
einer den Maskengrundkorper (4) tragenden Stiitzstruktur 
(12, 17, 18), die oberhalb einer bestimmten Grenztemperatur 
wiederholt plastisch verformbar ist, urn die Beatmungsmaske 

(2) an verschiedene Gesichtsf ormen wiederholt anzupassen. 

2. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 1, wobei der 
Maskengrundkorper (4) aus einem verformbaren Randbereich 

(3) und einem im Vergleich dazu steifen Mittelbereich (5) 
besteht und die Stiitzstruktur (12) den Randbereich (3) 
tragt . 

3. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei sie ferner 
Bef estigungsmittel (6, 8) zur Befestigung der Maske am 
Patienten und einen Beatmungsschlauch (10) zur 
Bereitstellung von Beatmungsluf t und/oder zum Abfiihren von 
ausgeatmeter Luft aufweist. 

4. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei zumindest der Randbereich (3) des Maskengrundkorpers 

(4) aus einem wiederholt verformbaren, hautvertraglichen 
und leicht reinigbaren Material besteht, 

5. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 4, wobei das Material 
Silikon oder Polyurethan ist. 

6. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Stiitzstruktur (12) aus einer Metallegierung, 
einem thermoverf ormbaren Kunststoff und/oder einem Wachs 
gebildet ist. 
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7. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 6, wobei die 
Metallegierung, eine Bi-, BiCd- oder In-Legierung ist. 

8. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Grenztemperatur vorzugsweise zwischen 40°C und 
120°C liegt. 

9. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Stiitzstruktur (12) relativ nahe an einer vom 
Patienten wegweisenden Oberflache des Maskengrundkorpers 
(4) liegt. 

10. Beatmungsmaske (2) nach einem der Anspruche 3 bis 9, wobei 
der Maskengrundkorper (4) mindestens eine weitere 
Stiitzstruktur (17) fur Bef estigungsstellen (13) der 
Befestigungsmittel (6, 8) und/oder mindestens eine weitere 
Stiitzstruktur (18) an einer Maskenf ixierungsstelle (14) im 
Bereich der Stirn des Patienten und/oder an einer 
BeatmungsschlauchanschluJistelle (15) aufweist . 

11. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 10, wobei die mindestens 
eine weitere Stiitzstruktur oberhalb einer bestimmten 
Temperatur wiederholt plastisch verformbar ist. 

12. Beatmungsmaske (2) nach einem der Anspruche 3 bis 10, wobei 
sich die Stiitzstruktur (12) in den Bereich einer 
Maskenf ixierungsstelle (14) an der Stirn des Patienten 
und/oder den Bereich von Bef estigungsstellen (13) der 
Befestigungsmittel (6, 8) erstreckt. 

13. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Stiitzstruktur (12) schalenf ormig ausgebildet ist. 
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14. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 13, wobei die 
schalenformige Ausbildung im Bereich urn die Nase des 
Patienten vorgesehen ist. 
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